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内容概要

　　在我们生活的世界中，各种各样形形色色的事物和现象，其中都必定包含着“科学”的成分。
在这些成分中，有些是你所熟知的，有些是你未知的，有些是你还一知半解的。
面对未知的世界，好奇的你是不是有很多疑惑、不解和期待呢？
！
“形形色色的科学”趣味科普丛书，把我们身边方方面面的科学知识活灵活现、生动有趣地展示给你
，让你在畅快阅读中收获这些鲜活的科学知识！

　　我们最新式的笔记本电脑和手机在变得越来越小的同时,性能却得到了几倍几十倍的提升。
正是因为薄膜这种尖端的纳米技术，我们的生活中才有了大屏幕超薄液晶电视、超大容量存储媒介、
越来越轻巧功能却越来越强大的各种电子产品。
就让这本书为你生动地讲解一下这项支撑现代高科技社会的基础技术吧。

　　本书适合青少年读者、科学爱好者以及大众读者阅读。
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作者简介

1934年生于日本爱知县，1957年静冈大学工学部电子工学专业毕业，同年加入日本电气株式会社
，1967年被调任至日电Valian(现佳能ANELVA株式会社)，1990年至2010年任东京理科大学教授和返聘
教授、日本真空协会个人理事、工学博士。
主要著作有《话说真空》、《薄膜制作基础》、《超微细加工基础》、《简明电磁学》、《超微细加
工人门》、《简明薄膜读本》(日刊工业出版社)等。

    1993年3月获东京工业大学金属工学博士学位；1997年10月在日本超高温材料研究所任新能源产业技
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